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Objetivos Proceso de desarrollo

- Disefiar una fuente de alimentacion que proporcione tensiones de 5V, 5.3V y 45V,

para ser implementada en una placa de induccién.
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- Homologacion y validacion del disefio tanto desde el punto de vista funcional, como

de la fiabilidad requerida.

- Industrializar el disefio para su produccion en serie.

- Controlar en la produccién en masa los parametros clave que sirvan como indicadores

para la deteccidén temprana de eventuales desviaciones y problemas de calidad.
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Esquema eléctrico:
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Industrializacion y aseguramiento de la calidad:
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Conclusiones

¢ Se han construido un total de 30 unidades de la primera iteracion de disefio, y 50 unidades
de la segunda, las cuales han sido montadas en un total de alrededor de 30 aparatos de
induccion. El resto se han utilizado para realizar todas las pruebas necesarias en el proceso

de desarrollo.
e Se ha validado y congelado el concepto de disefio.

e Se ha elaborado una prueba funcional prototipo en el proveedor que ya se ha implementado

en la fabricacién de las terceras muestras.
e Lineas de trabajo futuras:

- Conclusiéon de la fase actual de desarrollo, con el objetivo de congelar dicho disefio en
agosto de 2018.

- Implementacion definitiva de todas las pruebas de proceso productivo en proveedor.

- Comienzo de la produccién en serie.




